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Erzeugung leitfähiger Schichten auf nichtleitenden Substraten 
mittels Atmosphärendruckplasma
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Prinzip: 
• Ausnutzung des Elekrodenabbrandes während der

AD-Plasmabehandlung  Abscheidung von
Metallpartikeln und -clustern auf einer Oberfläche

Schwerpunkt 2: Erzeugung leitfähiger metallischer Schichten auf nichtleitenden Substraten

Ergebnis: 
• Erzeugung von geschlossenen partikulären Schichten von

Silber und Silberoxid 
• Absenkung des elektrischen spezifischen 

Oberflächenwiderstandes von Glas von 
> 1017 (ohne Beschichtung) bis auf < 108 Ohm
 zur Pulverbeschichtung geeignet

Ausblick:
• Übertragung der Ergebnisse auf Kunststoffe (PC, PA6)


